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THÈME

Atteindre des performances  
exceptionnelles

DÉPÔTS DE SURFACE PAR 
VOIE HUMIDE

Materia Nova
Mireille Poelman, Pierre Vandermiesi
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THÈME

DÉPÔTS DE SURFACE PAR 
VOIE SÈCHE 

technologies PVD

technologies PECVD

 sublimation thermique

dépôt 

par torche plasma atmosphérique

d’Atomic Layer Deposi-

tion (ALD)

TRAITEMENT OU CON-
VERSION DE SURFACE

L’anodi-

sation

L’implantation ionique

Torche Plasma atmosphérique


